考试科目名称：材料分析方法
一、
考试的总体要求

本门课程属于专业基础教育,主要考察现代材料的结构测试、分析方法中的基本原理，涉及：晶体学基础知识、X射线相分析基本知识、电子衍射单晶分析方法、扫描电子显微镜和透射电子显微镜的原理、结构、光路图等。综合运用所学知识分析和解决材料特性等问题。
二、
考试的内容

1.基本概念：晶向、晶簇、晶带、倒空间、倒易点阵、X射线特征谱、景深、连续X射线谱、结构因子、分辨率、焦长、相干散射、非相干散射、荧光辐射、吸收限、俄歇效应、衬度、多重性因子、温度因子、荧光辐射、像差、色差、选区衍射等基本概念；

2.基本理论：倒易空间、布拉格方程、劳厄方程、电子衍射原理、电子花样标定、物相分析、成像理论和衬度原理
三、
考试的题型

选择题、名词解释题、简答题、论述题

